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(57) Abstract: The invention relates to a vacuum arc source 
and to a method for operating the same, said source compris- 
ing a target with a surface for operating an arc discharge. The 
target is arranged in the range of influence of a device for gen- 
erating a magnetic field, said device comprising at least two 
magnetic systems of opposite polarity and being embodied in 
such a way that the component B± which is perpendicular to 
the surface and pertains to the resulting magnetic field has es- 
sentially constantly low values over a large part of the surface 
or has a value equal to zero. 

(57) Zusammenfassung: Offenbart wird eine Vakuumar- 
cquelle sowie ein Verfahren zu deren Betrieb, umfassend 
ein Target mit einer Oberfl&che zum Betreiben einer 
Lichtbogenentladung, wobei das Target im Wirkungsbereich 
einer Magnetfelderzeugungsvorrichtung angeordnet ist, die, 
zumindest zwei entgegengesetzt gepolte Magnetsysteme 
umfasst und so ausgebildet ist, dass die senkrecht zur 
Oberflache stehende Komponente B_l des resultierenden 
Magnetfelds uber einen Grossteil der Oberflache im 
wesentlichen konstant kleine Werte aufweist oder Null ist. 
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